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■高速エッチングシステム開発
• 準共鳴型ECR(電子サイクロトロン共鳴）プラズマ源を
小型化し、ミニマル装置に搭載した（電源含む）。

• 冷却能力が高くバイアス印加機構・補助磁場発生機構を
内蔵した1/2インチウェハ向け基板ステージを開発した。

■ミニマル装置化
• 根幹となる機能をミニマル筐体（規格）内に収めた試作
機を完成させた。

• ミニマルシリコンウェハを用いた実機試験において、
10μm/分以上のエッチング速度を確認した。

研究開発の成果

• 小サイズで高密度プラズマ発生可能な準共鳴型ECRプラズマ源を開発
• ミニマルエッチング装置で、Siのエッチング速度＞10μm/分を達成

エッチング段差のレーザー顕微鏡測定
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